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摘要(译)

本发明提供一种供体基板及其制造方法和制造有机发光显示设备的方
法。该供体基板具有多个凹槽和多个隔离结构。隔离结构可以由凹槽限
定。在第一基板上形成第一电极。可以在第一电极上形成像素限定层，
以限定多个像素区。供体基板可以布置在第一基板上方，并且可以执行
激光诱导热成像工艺，以便在像素区内形成多个发光层。可以在像素限
定层和发光层上形成第二电极。可以从供体基板中有效地获得具有精细
尺寸的有机发光层。隔离结构可以与供体基板一体地形成，因此供体基
板可以在激光诱导热成像工艺以后容易地重复使用。
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